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摘要(译)

本发明提供一种显示装置，其中使用堤层来防止与数据线和驱动电路相
关的寄生电容，该堤层的主要目的是在其中形成有机半导体膜的基板上
限定区域。当在像素区域（7）中形成用于形成诸如电致发光元件或LED
的发光元件的有机半导体膜时，有机半导体膜形成在由黑色形成的堤层
（堤）围绕的区域中抗。堤层（堤）也形成在相对电极（op）和数据线
（sig）之间，用于向像素区域（7）中的第一TFT（20）和保持电容器
（帽）提供图像信号，从而防止寄生电容与数据线（sig）相关联。
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